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이온교환막은 이온을 선택적으로 투과하는 막으로써 응용분야에는 electrodialysis, diffusion 

dialysis, reverse osmosis, membrane electrolysis, membrane fuel cell 등이 있다. 양이온교환

막을 제조하는 방법은 제조과정에 따라 분류되는데, 1) 이온교환수지와 불활성 고분자 결합체

를 혼합하여 불균질판의 형태로 제조하는 방법, 2) 이온교환기를 가진 단량체를 중합하는 방법, 

3) 물에 불용성인 고분자 기저막에 이온교환기를 첨가하는 그래프트 공중합법 등이 가장 일반

적으로 이용되고 있으며, 양이온교환막을 제조하는 고분자에는 폴리에테르케톤, 폴리포스파젠, 

폴리스티렌, 폴리이미드, 폴리술폰과 불균질막 등이 있다. 본 연구는 질산성 질소이온 제거를 위

해 전기투석장치에 적용이 가능한 가교된 복합막을 제조하고 전기화학적 특성에 대해 알아보았

다. 복합막은 가교제의 함량을 변화하여 혼합용액을 제조한 후 두께와 재질이 서로 다른 지지체

를 사용하여 열중합으로 제조되었고, 술폰화반응은 Acetic Anhydrate와 H2SO4를 사용하였다. 

제조된 복합막은 IEC, SEM, 함수율, 전기저항 등을 분석 및 측정하였다.  


